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CERTIFICADO 

Concedemos a  CAMILA NEDEL KIRSTEN este certificado de  Participação  na oficina 

Como produz i r  um Resum o Acadêmico  

Nível:  Extensão Universitária 

Âmbito: Local 

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 
 Núcleo de Estudos Avançados em Linguagem, Interação e Tecnologias - NEALIT 
 Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada - PPGLA  

Realização:  16 de março de 2021 Duração: 2 horas São Leopoldo, 26 de maio de 2021. 

  
Dorotea Frank Kersch 

Diretora da Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 



 

A autenticidade desse certificado pode ser conferida através do endereço eletrônico abaixo ou ainda através do código de barras acima:  
http://www.unisinos.br/certificados/7566DA7AEB9782DFC9898132E8D33A3BFAB3F719 

 

PROGRAMA

− Resumo acadêmico: especificidades e importância na comunidade científica; 

− Partes constituintes de um resumo acadêmico: problema, objetivos, método, resultados e conclusão; 

− características linguísticas do resumo acadêmico.

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordenador: Caio Cesar Costa Ribeiro Mira. 

Ministrantes: Ana Luiza Treichel Vianna e Bruna da Silva. 
 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 

UNIDADE DE APOIO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS 

Registro n.º 366, folha 1792 do livro EX044. 

 São Leopoldo, 26 de maio de 2021. 

 

Coordenadora dos Registros 
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